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摘要(译)

本发明涉及治疗被诊断患有自闭症或自闭症谱系障碍的受试者，降低被
确定含有高水平汞的受试者中的汞水平的方法，降低被诊断患有自闭症
的儿童中的汞水平的方法，降低被诊断患有自闭症的受试者中的至少一
种雄激素的水平，降低被诊断患有自闭症的受试者中的汞水平和至少一
种雄激素的水平，以及评估儿童是否易患自闭症的风险的方法。
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